Onlay & overlay od A do Z:
Preparacja

/ WAZNY ETAP W PROCESIE PRACY
" / Preparacja jest jednym z kluczowych etapéw pracy podczas
A wykonywania uzupetnien posrednich w odcinku bocznym.
Preparacja determinuje powodzenie kolejnych etapéw -
y pobierania wyciskéw, wyboru materiatu i cementowania.
Dlatego tylko prawidtowo zaprojektowana i wykonana
; 4 preparacja moze prowadzi¢ do estetycznego i trwatego
"/ uzupenienia protetycznego.

1. Usungé zmiany préchnicowe. 2. Ocenié pozostawione tkanki 3. Wykonaé preparacje $cian
zeba: grubosé pozostatych stycznych redukujgc punkt
$cian powinna wynosi¢ co styczny oraz pozostawiajgc

4. Wykonac preparacje powierz- 5. Opracowac $ciany osiowe,
chni no$nej $cian stycznych sprawdzi¢ szerokos¢ zasiegu
pozostawiajac ptaskie dno. preparacji (odlegtosé

najmniej 2 mm. odpowiedni odstep od miedzyguzkowg).
sgsiedniego zeba.
&
butt joint
T
|
\“\-,_ -/,

bevel / inclined plane
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6. W razie potrzeby rozszerzy¢ 7. Natozy¢ srodek wigzacy, 8. Wypetni¢ podcienie ptynnym 9. Wykonczy¢ brzegi preparacji shoulder
preparacje o redukcje np. G-Premio BOND lub kompozytem i utwardzi¢ swia- w zaleznosci do projektowa- /-*_‘\
guzkow. G2-BOND Universal, osuszy¢ ttem. W razie potrzeby wyko- nego uzupetnienia (typu butt- L

i utwardzié $wiattem.

nac podniesienie powierzchni
nosnej technikg deep margin
elevation np. za pomoca
G-zenial Universal Injectable.

joint lub bevel w przypadku
onlay'a, typu shoulder
w przypadku overlay'a).



Onlay & overlay od A do Z:

Preparacja

Ksztatt i wymiary
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Srednia gteboko$é Kat zbieznosci scian Zaokraglone wewnetrzne Preparacja szkliwa ,na ostro”, aby
preparacji: >1,5 mm osiowych: 15 stopni katy preparacji unikng¢ odkruszania uzupetnienia

Szerokos¢ powierzchni nosnej Szerokos¢ preparacji w czgsci Odlegtosé od sasiedniego Granica preparacji nie powinna
preparacji na bocznej Scianie: okluzyjnej (odlegtosé miedzy- zeba: co najmniej 0,5 mm znajdowac sie w punktach
co najmniej 1 mm guzkowa): co najmniej 2 mm kontaktu okluzyjnego

WSKAZOWKI | PORADY BLEDY, KTORYCH NALEZY UNIKAC

* Przestrzega¢ minimalnego zasiegu preparacji rekomendowanego dla wybranego * Niezaokraglone katy

materiatu rekonstrukcyjnego. * Niewystarczajaca odlegtos¢ migdzyguzkowa L CHNIROLS
¢ Stosowac powiekszenie (lupy/mikroskop), aby zapewnic¢ dobrze zaznaczong » Pozostawienie niezablokowanych podcieni aby uzyskac wiecej

i ciagta granice preparacji. * Zbyt cienkie Sciany osiowe preparacji informacji:

* Stosowac kompozyt ptynny wzmocniony wiéknami (everX Flow) w celu wypetnienia » Pozostawienie punktu stycznego
podcieni i/lub odbudowy zebiny, jednoczesnie zapobiegajac propagacii pekniec.
¢ Wykonac natychmiastowe uszczelnienie zebiny, aby chronic ja przed zanieczy-
szczeniem, uniknagé nadwrazliwosci pozabiegowej i zwiekszy¢ site wigzania
(G2-BOND Universal lub G-Premio BOND).
* W przypadku zebdw leczonych endodontycznie, z utratg $cian bocznych (ubytek
MOD) pokrycie guzkéw jest obowigzkowe, aby unikng¢ zlaman.




Onlay & overlay od A do Z:
Wybér materiatu

TRUDNA DECYZJA? - JUZ NIE!

Wybdér materialu do wykonania czesciowego uzupetnienia posredniego
w odcinku bocznym moze byé prawdziwym wyzwaniem. Nalezy uwzglednié
wiele czynnikéw, takich jak jakos$é tkanek pozostatych po preparacji, zab przeci-
wstawny oraz materiat, z ktérego ewentualnie zostat odtworzony, wiek pacjenta
' oraz ewentualng obecnos¢ bruksizmu.
/ GC oferuje dwa innowacyjne materiaty, ktére spetniajg wszystkie wymagania
/" dotyczace uzupetnien typu onlay i overlay: Initial LiSi Block i CERASMART270.

Wiasciwosci materiatu
R 'h. I
Kategoria Dwukrzemian litu Ceramika hybrydowa
Materiaty Initial LiSi Block CERASMART270
Dwuosmvya wytrzymatosc 408 270
na zginanie (MPa)
Wiasciwosci fizyczne EIastycznosc/buforowan.le S." - +++
generowanych podczas zucia
Zapobieganie_écieraniu N .
antagonisty
Estetyka +++ ++
Estetyka Initial IO Aby uzyska¢ wiecej informagiji
: n na temat doboru materiatu,
Opcje chara kteryzaql Lustre Pastes ONE OPTIGLAZE color zapoznaj sie z rozwigzaniami
CAD CAM firmy GC:
Szybkos¢ przetwarzania ++ +++
Wiasciwosci uzytkowe Naprawa + +++
wewnatrzustna
Polerowalnos¢ +++ +++




Onlay & overlay od A do Z:

Wybdér materiatu

Wiasciwosci materiatu

Initial LiSi Block CERASMART270

Dwukrzemian litu Absorbujaca naprezenia ceramika hybrydowa

Uniwersalne i szybkie rozwiazanie Elastyczne rozwigzanie problemu starcia
Naturalne piekno przywrécone w ciagu jednej wizyty Naturalne dopasowanie i elastycznos¢
Initial LiSi Block to w petni skrystalizowany dwukrzemian litu, ktéry CERASMART270 to bardzo wytrzymaty bloczek CAD/CAM
zapewnia optymalne whasciwosci fizyczne bez koniecznosci z ceramiki hybrydowej, ktory taczy w sobie elastycznosé
wypalania w piecu. i precyzje, zapewniajac dtugoczasowg estetyczng odbudowe

z naturalnym dopasowaniem.
Kluczowe zalety

° W petni skrystalizowany dwukrzemian litu, ktéry oszczedza s )

czas, poniewaz nie wymaga procesu wypalania °  Wysoka energia pekania dla buforowania sit generowa-
° Trwata estetyka i ostre kontury zapewniajgce idealne nych podczas zucia
dopasowanie * Idealny dla pacjentéw z uogdInionym starciem lub hiper-
* Naturalna opalescencja dla odtworzenia naturalne] estetyki funkcjami ze wzgledu na imponujaca odpornosé na zuzycie
* Zapewnia dlugotrwate uzupetnienia w odcinku bocznym © Znakomita zdolno$¢ dopasowania dla tatwego uzyskania
dzieki wysokim wlasciwosciom fizycznym i technologii HDM estetycznych rezultatow
* katwe i szybkie polerowanie dla uzyskania bardzo © katwe i szybkie polerowanie dla uzyskania bardzo
wysokiego potysku, utrzymujacego sie przez dtugi czas wysokiego potysku, utrzymujacego sie przez dtugi czas
*  Mozliwos$é malowania Initial IQ Lustre Pastes ONE *  Mozliwo$¢ charakteryzacji OPTIGLAZE color

WSKAZOWKI | PORADY

Zastosuj Initial LiSi Block: Zastosuj CERASMART270: Seams kod OR
- eskKanuj Ko "
* Do odbudowy zebdw o znisz- * Do odbudowy zebdéw o niezna- v aby uzstkac': wiecej
czone;j strukturze (pekniecia, duze cznie zniszczonej strukturze 3 informacgji:

uszkodzenia, brak kilku guzkéw)
* Gdy zab przeciwstawny jest

odbudowany za pomoca ceramiki
® Do odbudéw u dorostych
pacjentow

(mniejsze uszkodzenia)

* Do odbuddéw u pacjentéw
z bruksizmem

® Do odbuddéw u mtodszych
pacjentow




Onlay & Overlay od A do Z:
Wykanczanie i malowanie Initial LiSi Block

POLEROWANIE CZY
MALOWANIE?
WYBOR NALEZY DO CIEBIE!

Initial LiSi Block mozna pomalowaé
lub po prostu wypolerowad, aby fat-
wo i szybko uzyskac estetyczny efekt.

1. Usungc¢ konektor 2. Polerowac 3. Polerowac 4. Wykoniczyé 5. Polerowac szczotka 6. Efekt koricowy.
za pomoca tarczy gruboziarnistg Srednioziarnistg drobnoziarnistg z koziego wtosia
diamentowej. gumka polerska. gumkg polerska. gumkg polerska. i pastg GRADIA
DIAPOLISHER

(opcjonalnie).

Malowanie uzupetnienia z Initial LiSi Block

*Instrukcja wypalania Lustre Pastes ONE

[ TinitialLiSi Block
INSTRUKCJA I 10 Lusire Pastor
WYPALANIA ONE

450°C

2 min.

2 min.

45°C/min.

TAK

e 730-750°C
1. Usuna¢ konektor 2. Nanieéé warstwe 3. Pomalowac¢ pastg 4. Wypalié.* 5. Efekt koricowy. | Czas przetrzymania  [NEAIGN
za pomoca tarczy glazurujaca Initial IQ Initial 1Q Lustre
diamentowe;. Lustre Pastes ONE Pastes ONE w odcie-
w odcieniu L-NFL. niu L-A, aby uzyskac

efekt zebiny.
Zeskanuj kod QR, aby
WSKAZOWKI | PORADY uzyskac wiecej informacji:
® Podczas polerowania Initial LiSi Block, nalezy utrzymywad silnik na niskich obrotach - miedzy 10000 a 12000 RPM
® Uzy¢ szczotki z koziego wtosia i pasty GRADIA DIAPOLISHER do polerowania koricowego.
® Rozcienczy¢ Lustre Pastes ONE ptynem Diluting liquid na ptytce do mieszania, aby uzyskac optymalna lepkosc.

e Jezeli pasta wyschta w stoiku, nalezy ja ponownie aktywowac za pomoca ptynu Refresh liquid.
e Uzy¢ odcienia L-3, aby uzyskac efekt przeziernosci na guzkach i L-2, aby dodaé biate plamy.
® Przed malowaniem upewnic sig, ze pedzel jest suchy.
o Skalibrowa¢ piec i wykonac¢ palenie prébne, aby osiggnaé pozadany poziom potysku uzupemienia.




Onlay & Overlay od A do Z:
Wykanczanie i malowanie CERASMART270

POLEROWANIE CZY
, MALOWANIE?
Y WYBOR NALEZY DO CIEBIE!

4
CERASMART270 mozna pomalowaé
lub po prostu wypolerowad, aby tat-
wo i szybko uzyskac estetyczny efekt.

R

AN

1. Usunac¢ konektor za po- 2. Polerowac srednioziar- 3. Polerowac drobnoziar- 4. Polerowa¢ szczotka 5. Efekt korcowy.

moca tarczy diamentowej. nistg gumka polerska. nista gumka polerska. z koziego wiosia i pasta
y ) 9 P 9 p g p
GRADIA DIAPOLISHER

Malowanie uzupetnienia z CERASMART270 (opcjonalnie).

1. Usuna¢ konektor 2. Wypiaskowac, aby zmatowic 3. Pomalowac bruzdy oraz 4. Nadac potysk przy 5. Utwardzi¢ $wiattem.* 6. Efekt koricowy.
za pomoca tarczy powierzchnie. Przygotowac obszar przyszyjkowy uzyciu OPTIGLAZE
diamentowe;j. wstepnie uzupetnienie za po- uzywajac OPTIGLAZE color Clear HV.
moca G-Multi PRIMER i osuszy¢. color.

Zeskanuj kod QR, aby

WSKAZOWKI | PORADY uzyska¢ wiecej informacji:
® Podczas polerowania CERASMART270, nalezy utrzymywac silnik na niskich obrotach

- pomiedzy 3000 a 8000 RPM.
® Uzy¢ szczotki z koziego whosia i pasty GRADIA DIAPOLISHER do polerowania koricowego.
e Odtworzy¢ efekt bruzdy za pomoca Red Brown. )
p . ] 3 *OPTIGLAZE color mozna
¢ Doda¢ efekt wysycenia w odcinku przyszyjkowym za pomoca A Plus. e e e
* Dostosowac lepko$é OPTIGLAZE color za pomoca Clear HV. towej lampy polimeryzacyjnej
® OPTIGLAZE color mozna takze stosowac¢ do charakteryzacji uzupetnier tymczasowych. pod warunkiem, ze emituje

® OPTIGLAZE color nalezy utwardzi¢ $wiattem po aplikacj kazdej kolejnej warstwy/koloru. 2331?)0 dtugosci krétszej niz
nm.




Onlay & overlay od A do Z:
Cementowanie z G-CEM ONE

i BEZPROBLEMOWE CEMENTOWANIE
Podczas cementowania wktadéw typu inlay, naktadéw onlay i overlay,
v nakfaddéw okluzyjnych, widoczne krawedzie i nieretencyjny charakter
uzupetnienia wymagaja cementu odpornego na scieranie i stabilnego
kolorystycznie, ktdry zapewni wysoka site wigzania ze struktura zeba.
Uzyj G-CEM ONE, aby uzyska¢ wysokiej jakosci krawedzie brzezne
uzupetnien ostatecznych oraz wysoka, natychmiastowa
i dlugotrwatg site wiazania.

PiaskoWamie. &

1. Oczysci¢, wyptukaé 2. Wytrawié szkliwo 3A. Natozy¢ G-CEM 3B. Natozy¢ G-Premio 4. Przygotowac uzu- 5. Przygotowac 6. Aplikowaé G-CEM
i doktadnie osuszy¢ 35-40% kwasem ONE ADHESIVE BOND, odczekaé petnienie zgodnie wstepnie ONE bezposrednio
przygotowany zab ortofosforowym ENHANCING 10 sekund, osuszyé  zinstrukcjami uzupeienie za na uzupetnienie.
(zalecane jest przez 10-15 sekund, PRIMER, odczekaé przez 5 sekund producenta. ** pomoca G-Multi
piaskowanie dokfadnie sptukac 10 sekund i osuszy¢ i utwardzic¢ PRIMER i osuszy¢
powierzchni zeba). i osuszyc. przez 5 sekund. Swiattem.* powietrzem.

Utwardzanie
Swiattem NIE jest
konieczne.

7. Natychmiast osa- 8A. Zastosowac 8B. Utrzymywac umiar- 9. Utrzymujgc umiar-  10A. Utrzymujac umiar- 10B. Pozostawi¢ ma-  11. Wykonaé polero-
dzi¢ i utrzymywac utwardzanie kowany nacisk, kowany nacisk, kowany nacisk, teriat do zwigza- wanie koncowe za
umiarkowany nacisk. kontaktowe, az az cement osiggnie usuna¢ nadmiar utwardzi¢ $wia- nia na 4 min., pomoca gumek
Czas pracy wynosi cement osiggnie gumowata konsy- cementu. ttem wszystkie w przypadku, lub tarcz poler-

2' 45" w tempera- gumowata konsy- stencje. powierzchnie/ gdy uzupetnienie skich.
turze 23°C. stencje (1 sek.). krawedzie *** nie przepuszcza

Swiatfa.



Onlay & overlay od A do Z:

Cementowanie z G-CEM ONE

**Zalecenia dotyczace przygotowania wstepnego uzupetnien z Initial LiSi Block i CERASMART270

kaczenie z ceramika
szklana, ceramika

Initial LiSi Block Trawienie kwasem fluorowo- AT T 1 butelka do Twoich
dorowym przez 20 sekund wszystkich uzupetnien:

L @_
> gramenle kwasem fluorowo-
orowym przez 60 sekund
-
CERASMART270
Piaskowanie (25-50 pm tlenek
B  linu 0,15 MPa/1,5 bar) @_ G-Multi PRIMER

kaczenie z tlenkiem
cyrkonu, tlenkiem glinu
i metalami
nieszlachetnymi

Zeskanuj kod QR, aby uzyska¢ wiecej informacji:

WSKAZOWKI | PORADY
e Zalecane jest piaskowanie powierzchni zeba przed cementowaniem.
e Wstrzasna¢ butelka G-Premio BOND przed uzyciem.
e Uzycie G-CEM ONE AEP skraca czas pracy!
e Stosowac¢ utwardzanie kontaktowe G-CEM ONE tylko przez
1 sekunde, aby utatwi¢ usuwanie nadmiaru!

® Podczas osuszania G-CEM ONE AEP i G-Premio BOND stosowac
maksymalnie sprezone powietrze, aby unikna¢ gromadzenia sie
ptynu w szczelinie dzigstowe;j.
e Upewnié sig, ze utrzymywany jest staty, umiarkowany nacisk na
uzupetnienie przez caty czas wigzania, szczegdlnie podczas
usuwania nadmiaru.

* ***Czas naswietlania G-Premio BOND i G-CEM ONE

Odkryj procedury krok po kroku dla wszystkich procedur cementowania w GC Luting Guide: MOC WYJSCIOWA G-PREMIO G-CEM
BOND ONE
y e 3 Wysokiej mocy LED
# Download on the
« Bp Store . (> 1200 mW/cm?) 5 sekund 10 sekund
GETITON
> Google Play

Halogen / LED 10 sekund 20 sekund

(700-1200 mW/cm?)




Onlay & overlay od A do Z: Y I(I‘Cl’ Y
Natychmiastowe uszczelnienie zebiny z zastosowaniem G2-BOND Universal lub G-Premio BOND

W JAKIM CELU WYKONUJE SIE NATYCHMIASTOWE
USZCZELNIENIE ZEBINY?

Inflltrac ja zywicy do powierzchni zebiny jest bardziej skuteczna w przypadku $wiezej preparacji
zebmy, poniewaz jest ona niezainfekowana i czysta.
IDS chroni zebine przed zanieczyszczeniem bakteriami lub pozostatosciami cementu tymczasowego.
Zapobiega nadwrazliwosci pozabiegowej poprzez uszczelnienie kanalikéw zebinowych.
Zwigksza site wigzania adhezyjnego ostatecznej odbudowy posredniej z zebem.
Czesto eliminuje potrzebe znieczulenia podczas procedury cementowania (gdy uzupetnienie
jest cementowane na nastepnej wizycie).

2B. G2-BOND Universal

1. Oczysci¢ powierzchnie zebéw,  Natozy¢ G-Premio BOND. Natozy¢ 1-PRIMER z systemu Osuszyc. Natozy¢ 2-BOND z systemu
dokfadnie sptukac i osuszyc. G2-BOND Universal. G2-BOND Universal.

3. Osuszy¢ powietrzem, aby 4. Utwardzi¢ $wiattem. . W razie potrzeby wykonaé . Usung¢ niespolimeryzowang
uzyskaé jednolitg warstwe podniesienie powierzchni warstwe. Odstoni¢ pokryte
wigzaca. nosnej technikg deep margin systemem wigzacym szkliwo

elevation. Wypwetnic podcie- za pomocg drobnoziarnistego
nie z uzyciem everX Flow. wiertta diamentowego.
WSKAZOWKI | PORADY
 Zaleca sie stosowanie koferdamu i odizolowanie sasiednich zebéw za pomoca tasmy teflonowe;.
¢ Nalezy uzywac¢ maksymalnie sprezonego powietrza do osuszenia 1-PRIMER, aby usung¢ rozpuszczalnik i pozostatosci wody.
* 1-PRIMER nalezy przechowywad z dala od $wiatta, poniewaz zawiera fotoinicjatory.
® Przy wykonywaniu procedury natychmiastowego uszczelnienia zebiny za pomoca G-Premio BOND, zaleca sie natozenie cienkiej warstwy
G-aenial Universal Injectable lub ptynnego kompozytu.




Onlay & overlay od A do Z: l{lcl Y
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Podniesienie powierzchni nosne] Sciany stycznej technika deep margin elevation za pomoca G-zenial™ Universal Injectable

~dN "W JAKIM CELU WYKONUJE SIE PODNIESIENIE
A8, 4 POWIERZCHNI NOSNEJ SCIANY STYCZNEJ?

e LTS 2/ Podniesienie powierzchni nosnej $ciany stycznej technika deep
: coul margin elevation utatwi wykonanie wycisku, poniewaz przesuwa
ol ‘v granice preparacji naddzigstowo, co jest szczegdlnie wazne
- ~/ w przypadku skanowania wewnatrzustnego.
/' Pomaga uniknaé chirurgicznego zabiegu periodontologicznego.
/ Utatwia izolacje opracowanego zeba i cementowanie ostatecznej odbudowy.

Zeskanuj kod QR, aby
uzyska¢ wiecej informacji:

1. Oczyscic¢ powierzchnie 2. Natozy¢ matryce dosto- 3. Wytrawi¢ szkliwo. 4. Natozy¢ system faczacy 5. Osuszy¢ i utwardzic¢
zebdw, doktadnie sowana do techniki. (G-Premio BOND lub Swiattem.
sptukad i osuszyc. Dodzigstowy brzeg G2-BOND Universal).

preparacji powinien by¢
dobrze uszczelniony.

WSKAZOWKI | PORADY
e Zalecana jest izolacja za pomoca koferdamu.
® Aby uzyskac lepszy profil wytaniania,
w przestrzeni miedzy matryca a sasiednim
zebem nalezy zastosowac tasme teflonowa

zamiast klina. Nie nalezy stosowaé matryc

6. Natozy¢ G-zenial 7. Utwardzi¢ $wiattem. 8. Usuna¢ matryce, uzywanych do odtwarzania punktu stycznego
Universal Injectable na sprawdzié, czy nie ma w uzupetnieniach bezposrednich.
powierzchnie nosna nawiséw i odstonic¢ . o ,
$ciany stycznej. pokryte systemem ¢ Zalecane jest selektywne wytrawianie szkliwa.

taczacym szkliwo
za pomoca drobno-
ziarnistego wiertta Universal Injectable, pozwoli tatwo rozréznié
diamentowego.

® Zastosowanie odcienia XBW z systemu G-aenial

tkanke zeba, materiat kompozytowy i uzupetnienie.

* Nowa granica preparacji powinna znajdowaé

sie nieznacznie powyzej granicy dzigsta (1 mm).





